Torminscios da crista marginal AA4SF .
pollmer;'t;o fino do excesso de composto nas margens de reabilitagao E45F —
do composto nas margens de reabilitagdo ESSF —
da superficie palatal/lingual K2SF -
Polimento fino 4, superficie oclusal PR2SF -
do excesso de composto nas margens TS55F —_
AIXXF .
da crista marginal
A4XXF .
Polimento E4XXF -
muito fino do excesso de composto nas margens ESXXE
da superficie palatalllingual K2XXF -
da superficie oclusal PR2ZXXF -




